
当社は常にお客様のご要望にお応えする姿勢を貫き、いつの時代においても世間の注目を集める
最新商品の製造装置開発に果敢に挑戦してまいりました。これら最先端技術への取り組みは各業界
からご評価いただき、さらに新しい分野への進出につながっています。
We have always maintained our commitment to responding to customer requests and have boldly taken on the challenge of 
developing manufacturing equipment for the latest products attracting global attention, no matter the era. These efforts to 
develop cutting-edge technologies are valued in a variety of industries, and this has led to our entry into new fields.

80年を超えて今なお進化を続ける中外炉の技術は、可能性無限大！
熱処理と塗工に関する開発から量産まで、お気軽にご相談ください。

銀ナノワイヤー／CNT／PEDOT（透明導電膜）、ポリイミド（高耐熱性樹脂）、
光学接着剤、酸化物、化合物半導体から、無機材料（ガラス、セラミック、金属ペースト）まで

超精密塗工や高粘度液塗工といった多様な条件に幅広く対応できるうえ、スピンコータのような液のロスがほとんど無い
ため高価な材料の塗工に最適。今後も半導体やディスプレイの製造に欠かせない設備として評価されています。

各種ディスプレイや精密デバイスの製造で活躍しています。

バッチ式真空乾燥装置

熱処理
プロセス

連続式クリーン乾燥炉

対応可能サイズ：～1,800mm
対応クリーン度：Class10
対応O2濃度：100ppm以下
対応温度：常温～500℃

コーティング
プロセス

シートbyシート用 ロールtoロール用コータ

対応基板サイズ：
～2,600mm（RSコータ：φ300mm）
対応塗布膜厚：
サブミクロン～1mm（RSコータ：10µ~1mm）
対応粘度：
1～100,000cps（RSコータ：100～10,000cps）
膜厚精度：
3～5％（RSコータ：5％）RSコータ®

車載用
ディスプレイ
車載用

ディスプレイ

放熱板放熱板 µ-LED/mmLEDµ-LED/mmLED

燃料電池
二次電池
燃料電池
二次電池

光学フィルター光学フィルター

有機太陽電池有機太陽電池

パワー半導体パワー半導体

MEMSMEMSFOPLP/FOWLPFOPLP/FOWLP

PI／レジスト塗布
（有機EL用など）
PI／レジスト塗布
（有機EL用など）

スラリー塗布
（液晶用など）
スラリー塗布
（液晶用など）

ハードコート塗布ハードコート塗布

ペースト塗布ペースト塗布

保護膜塗布保護膜塗布

透明導電膜塗布透明導電膜塗布

OCR塗布OCR塗布


